






























专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US6951135 公开(公告)日 2005-10-04

申请号 US10/845928 申请日 2004-05-14

[标]申请(专利权)人(译) 李相GOO
RHIM SUNG MIN
JUNG HO
KIM海勋

申请(专利权)人(译) 李相GOO
RHIM SUNG-MIN
JUNG HO
KIM SEA勋

当前申请(专利权)人(译) IBULE PHOTONICS，INC.
IBULE HUMANSCAN CO.，LTD.

[标]发明人 LEE SANG GOO
RHIM SUNG MIN
JUNG HO
KIM SEA HOON

发明人 LEE, SANG-GOO
RHIM, SUNG-MIN
JUNG, HO
KIM, SEA-HOON

IPC分类号 A61B8/14 G01N29/24 G01N9/00 G01H11/00 G01H11/06 G01N9/18 H01L41/00 H01L41/047 H01L41
/22 H04R17/00 H01L41/18

CPC分类号 H01L41/18 Y10T29/42

优先权 1020010070930 2001-11-15 KR

其他公开文献 US20040206183A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声波探头，包括压电元件，形成在第一主面的主要部分上的第一
电极，压电元件的第一侧面和第二主面的一部分，以及形成在压电元件
的大部分上的第二电极。第二主面，第二侧面和压电元件的第一主面的
一部分，两个电极通过形成在压电元件的第一和第二主面上的两个凹槽
彼此隔离，平行于压电元件的侧边缘分别具有良好的振动和探测性能。
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